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【目的】我々は、最近、OxazolomycinAの全合成 1)の途上で、穏和な条件下カルボ
ン酸をトリイソプロピルシリロキシメチル（TIPSOCH2）基で保護する伊藤らの方
法 2)を改良した。今回、その改良法の一般化及び基質適用範囲を調べるために本研
究に着手した。 
【方法・結果】TIPSOCH2基は L-Selectride や接触水素添加に対し安定でありなが
ら、HF-pyrdine存在下で脱保護される。今回、種々のカルボン酸を無臭の試薬(1)
と CuBr2、NEt3、MS4Å存在下、CH2Cl 2中で反応すると、いずれも良好な収率で対
応するカルボン酸保護体が得られる事を見出した。本発表では、基質適用範囲に
ついても併せて報告する。 
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